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(54) Wolfram-Sputtering-Target und Verfahren zu seiner Herstellung

(67) Ein Wolfram-Sputtering-Target wird vorgesehen, das
in der Lage ist, einen Wolframfilm mit einem geringen
spezifischen Widerstand zu bilden, wenn der
Wolframfilm unter Verwendung des Wolfram-
Sputtering-Targets gebildet wird. Ein Wolfram-
Sputtering-Target, wobei eine Reinheit von Wolfram 5
N (99,999 Gew.-%) oder mehr betrdgt, und eine
Verunreinigung von Kohlenstoff  und eine
Verunreinigung von Sauerstoff, die im Wolfram
enthalten sind, jeweils 50 ppm, bezogen auf das
Gewicht, oder weniger betragen, und eine mittlere
Wolframkristall-Korngré3e mehr als 100 pm betragt.
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